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[57]申請專利範圍
1.　一種工作電極，用於染料敏化太陽能電池，包含：一第一導電基板；以及一導電單元，
設置於該第一導電基板上且包括：一導電氧化物薄膜；多數個氧化物奈米管，設置於該

導電氧化物薄膜遠離該第一導電基板之一側面上；及一染料，吸附於該等氧化物奈米管

之表面上。

2.　依據申請專利範圍第 1項所述之工作電極，其中，該第一導電基板的厚度是介於 1 mm
至 3 mm之間。

3.　依據申請專利範圍第 1項所述之工作電極，其中，該導電氧化物薄膜的厚度是介於 100
nm至 200 nm之間。

4.　依據申請專利範圍第 1項所述之工作電極，其中，該等氧化物奈米管是呈圓柱狀，且該
等氧化物奈米管的直徑是介於 5 nm至 10 nm之間。

5.　依據申請專利範圍第 4項所述之工作電極，其中，該等氧化物奈米管的高度是介於 100
nm至 200 nm之間。

6.　依據申請專利範圍第 1項所述之工作電極，其中，該染料還吸附於該導電氧化物薄膜之
表面上。

7.　一種染料敏化太陽能電池，包含：一工作電極，係如申請專利範圍第 1項至第 6項其中
任一項所述；一對電極，包括一第二導電基板及一設置於該第二導電基板上的惰性金屬

層；以及 一電解質，位於該工作電極之導電單元及該對電極之惰性金屬層之間。
8.　依據申請專利範圍第 7項所述之太陽能電池，其中，該第二導電基板的厚度是介於 1 mm
至 3 mm之間。

9.　依據申請專利範圍第 7項所述之太陽能電池，其中，該惰性金屬層的厚度是介於 50 nm
至 200 nm之間。

10.   依據申請專利範圍第 7項所述之太陽能電池，還包含一分別與該導電單元與該惰性金屬
層彼此相鄰之一側面的四周圍相接的黏著部。

圖式簡單說明

圖 1是一剖面示意圖，說明本新型工作電極之一較佳實施例；及

圖 2是一剖面示意圖，說明本新型染料敏化太陽能池之一較佳實施例。
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